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• 법인설립일  :  2001. 2. 22   

• 대표이사   :  남 기 수 

• 생산제품   :  반도체 및 디스플레이용 블랭크 마스크 

• 경영실적   :  2015년 매출액 - 512 억원, 영업이익 103 억원 

• 주요고객   :  삼성전자, 삼성디스플레이, SK hynix, PKL, SMIC, TSMC 등   

• 소재지      :  대구 달서구 성서첨단산업단지 

• 자본금      :  98.6억원 (2009년 4월 코스닥 상장) 

• 총인원      :  186 명 

• 특허보유   :  특허출원 263건 (등록 109건 – 국내 81건, 국외 28건) 
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㈜에스앤에스텍 소개 
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창업단계   
(2001~2002) 

시장진입단계 
(2003~2004) 

성장기반단계
(2005~2008) 

지속성장단계
(2009~2012) 

현재와 미래   
(2013~) 

법인 설립 
 

국내 최초 
반도체용 
바이너리 

블랭크 마스크 
개발 

품질 인증 
 

반도체용 
바이너리 

블랭크 마스크 
시장 확대 

국내 최초 
디스플레이용 
블랭크 마스크 
개발 및 양산 

 
High-end 
제품 개발 

코스닥 상장  
 

High-end 
시장 진입 

High-end 
제품 다양화 

 
해외 마케팅 
적극 추진 

바이너리 
대만·중국 수출 

삼성전자 품질 인증 

국내 PSM 판매 

Hoya PSM 특허 승소 

2000만불 수출탑 

Hardmask 양산 

PSM 대만·중국 수출  

Hynix 품질 인증 

디스플레이 대만 수출 매출 2억 달성 

1000만불 수출탑 

디스플레이 중국 수출  

PKL 품질 인증 

㈜에스앤에스텍이 걸어온 길 

수출유망 중소기업 제6회 중소기업  
기술혁신 대전  

대통령상 

대한민국 10대 
신기술 지정 

지역전략진흥사업 
지경부 장관상 
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대구시 스타기업  
선정 

대구시 2014 
월드스타기업 선정 

2014 월드클래스300 
기업 선정 

2016 첨단기술기업 
지정 

(첨단기술/제품인증) 



2014 WORLD CLASS 300 

블랭크 마스크 

반도체 및 디스플레이 (TFT-LCD, OLED, LED) 제조 공정에 필수적인 포토 마스크의 핵심 원재료 

 - 블랭크 마스크는 석영 기판 위에 차광막, 반사방지막, 레지스트막으로 구성 

반도체용 

블랭크 마스크 포토 마스크 반도체 제조 공정 반도체 소자 

디스플레이용 

블랭크 마스크 포토 마스크 
디스플레이  
제조 공정 

응용제품 

디스플레이 패널 응용제품 

주력 제품 소개 
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노광 장치 블랭크 마스크 
레지스트막 

금속박막 

석영기판 

석영기판 

반복공정 

금속박막 

증착 

레지스트 코팅 

노광 

현상/에칭 

레지스트 제거 

실리콘 웨이퍼 

노광 

현상/에칭 

레지스트 제거 

포토 마스크 

반도체 소자 

블랭크 마스크의 응용 
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디스플레이용 포토마스크 제조 공정 소개 
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OLED Flexible  

TFT-LCD 

블랭크 마스크 

포토 마스크 

 디스플레이용 블랭크 마스크 및 포토마스크는 TFT-LCD , OLED 제조를 위한 핵심소재 

  Substrate 

  Metal Layer 

  Resist layer 

   
   

            노광 노광 

   
   

      

   
   
   

   
   

   
      

Blank Mask Exposure Develop Etching Photo Mask 

< 포토 마스크 제조 공정 > 
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제품별 제품기술 구분 

디스플레이용 

 위상시프트 블랭크 마스크 기술       
(Phase Shift Blank Mask) 

반도체용 

바이너리 블랭크 마스크 기술  
(Binary Blank Mask) 

위상시프트 블랭크 마스크 기술 

(Phase Shift Blank Mask) 

하드마스크용 블랭크 마스크 기술 

(Hardmask Blank Mask) 

바이너리 블랭크 마스크 기술 

(Binary Blank Mask)  

하프톤 블랭크 마스크 기술            
(Half-tone Blank Mask) 

- High-end 기술 

현 보유기술 소개 
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2013 2014 2015 

7% 7% 
10% 

지난 3년간 
R&D 

투자비율 
평균 8% 

기술 개발 추진 역량 
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구분 출원 ( 등록 ) 

국내 190 ( 81 ) 

해외 73 ( 28 ) 

총계 263 ( 109 ) 

특허 보유현황 

연구인력 비중 

연구인력 
43명 

2016 
3월말 

23% 

2016년 3월말 
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미국 
Intel, Photronics, 
Toppan, MP Mask, 

Nanofab 

  주요 고객 

중국 
SMIC,  

Supermask, 
Newway,  
Starmask 

한국 
삼성전자, 

삼성디스플레이  
SK hynix, PKL, 
 Toppan, HOYA 

일본 
Toppan, 

SKE, DNP 

유럽 
Toppan, 

Photronics, 
DNP, AMTC 

대만 
TSMC, 
PDMC,  

TMC, TCE, 
PKLT, Hoya-

Taiwan, 
FINEX 
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지역별 주요 Target 고객 포함 
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  2016년 1분기 경영성과 

* 매출액 

Q1 2015 Q1 2016 

(백만원) * 영업이익 
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11,411 

14,207 

Q1 2015 Q1 2016 

25% 

2,660 

1,912 

연결 

39% 

14,418 14,207 

Q4 2015 Q1 2016 Q4 2015 Q1 2016 

2,098 

2,660 

27% -1.5% 
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감사합니다 !!! 


